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ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO RESERVA DE
CELETISTA N°001/2023

A Fundacdo de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico, FAI*UFSCar,
fundacdo de direito privado, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o namero
66.991.647/0001-30, com Inscricdo Estadual sob o nimero 637.148.460.118, com sede no Campus da
Universidade Federal de S&o Carlos, area norte, a Rodovia Washington Luis, km 235, defronte a rotatoria
de interseccdo entre a rua dos Bem-te-vis e a rua dos Caracaras, sem nimero, cidade de S&o Carlos / SP,
representada na forma de seu Estatuto, por sua Senhora Supervisora de Gestdo de Pessoas Leila Regina
de Freitas Costa, visando dar publicidade aos seus atos, torna publica a Ata de Julgamento de Recursos
referente ao processo seletivo simplificado para a formagdo de cadastro de reserva de 4 (quatro)
candidatos, para exercicio da funcdo de Assistente para Analise e Gestdo de Contratos de Ndcleo de
Inovacdo Tecnoldgica, sob o regime celetista, para atuacdo junto ao Projeto n® 10.401, intitulado
(Gerenciamento de Royalties/Agéncia de Inovacdo), sob a coordenacdo do Professor Doutor Daniel
Braatz Antunes de Almeida Moura, Diretor Executivo da Agéncia de Inovacdo da Universidade Federal
de S&o Carlos, Aln.UFSCar, nos seguintes termos:

Presentes: Daniel Braatz Antunes de Almeida Moura, Natalia Carolina dos Santos, Patricia Villar Martins,

Leila Regina de Freitas Costa e Murilo Alves.

Assunto: Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado do processo seletivo para cadastro de
reserva de CLT - 001/2023.
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A Comissdo Julgadora reuniu-se para julgar o recurso apresentado pela candidata Raquel Gomes
Valadares.

A candidata interpds um recurso, no dia 10/02/2023, solicitando a revisdo do resultado divulgado pela
FAI-UFSCar, em sua “Ata referente a anélise das inscri¢cbes enviadas no ambito do processo seletivo
simplificado para formacao de cadastro de reserva sob o regime celetista n° 001/2023”, na mesma data.

Tempestivo, 0 recurso merecer ser conhecido.

Em sua peca recursal, a candidata pretende o deferimento de sua classificagdo para a fase de entrevistas,
solicitando a anulagdo do resultado publicado no dia 10/02/2023 e a reapreciacdo da inscrigdo, com 0s

seguintes argumentos:

“Segundo consta a ata referente as inscrigdes, objeto deste recurso, no item 2: Ap6s a promocéo da anélise
técnica em relacdo as inscri¢des apresentadas, restaram desclassificados a seguir para a fase de entrevistas
0s seguintes candidatos abaixo relacionados em ordem alfabética, pelo seguinte motivo: ndo ter

apresentado todas as exigéncias do presente Edital conforme item 6.2,

Categoria na qual foi inserida a Requerente. Entretanto, o que causa estranheza é que o Edital n° 001/2023,

no item mencionado, traz a seguinte redacao:

6.2. A entrevista serd realizada por videoconferéncia “on line”, mediante acesso a ambiente virtual
disponivel em endereco eletronico a ser fornecido aos candidatos classificados conforme cronograma

deste edital, em especial:

a) E de inteira responsabilidade do candidato a disponibilidade e utilizagio das ferramentas
tecnoldgicas necessarias a participacdo desta selecdo, em especial: computador ou smartphone que
disponha minimamente dos seguintes requisitos: navegador Chrome ou compativel (RL81),

webcam/camera e microfone;

b). A webcam/camera e microfone, precisam estar em perfeito funcionamento e deverdo
permanecer ligados durante todo o processo de entrevista, que serd gravado para fins de registro do

processo de avaliagdo.
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¢) O candidato, no inicio da entrevista devera apresentar documento de identidade original e com
foto (RG, CNH, Passaporte, identidade profissional) mantendo o documento em seu poder durante toda a

entrevista podendo ser solicitada nova apresentacédo a qualquer momento;

d) o Candidato, por ocasido da entrevista devera apresentar-se adequadamente trajado e portar-se

de modo compativel como se o ato fosse realizado de forma presencial;

e) As datas e horérios exatos em que cada candidato devera ingressar no ambiente de entrevista

serdo divulgadas no enderego eletronico conforme cronograma constante deste edital.

O item ndo menciona ou descreve quaisquer acdes para a inscricdo que a Requerente descumpriu. O item
indica como seré a fase das entrevistas e determina qual devera ser a conduta dos Candidatos durante a
mesma, etapa que devera ocorrer entre os dias 15 e 17 do més de fevereiro do ano em curso. Nao ha
mencdo expressa que a Requerente deveria apresentar lista de especificidades dos equipamentos

eletronicos que dispdem para a realizacao da entrevista.”

Eis a sintese do necessario. Assim, resta razao a Recorrente. Sendo vejamos:

De fato, houve um equivoco no momento da indicacdo do dispositivo do edital utilizado para decidir
acerca da classificacdo dos candidatos - porém nada além disso. A andlise dos candidatos, deu-se nos

estritos termos do edital de conhecimento prévio e expresso de todos os candidatos e do pablico em geral.

Ocorre que, ao invés de: “Apods a promocdo da analise técnica em relagdo as inscri¢des apresentadas,
restaram desclassificados a seguir para a fase de entrevistas os seguintes candidatos abaixo relacionados
em ordem alfabética, pelo seguinte motivo: ndo ter apresentado todas as exigéncias do presente Edital
conforme item 6.2.” conforme dito na Ata publicada no dia 10/02/2023, o correto é: “Apds a promogao
da andlise técnica em relacdo as inscricdes apresentadas, restaram desclassificados a seguir para a fase de
entrevistas 0s seguintes candidatos abaixo relacionados em ordem alfabética, pelo seguinte motivo: nédo

ter apresentado todas as exigéncias do presente Edital conforme item 5.2.””

Tal constatacdo, mero erro formal, que ndo desvirtua ou neutraliza os termos do edital — que vincula as
Partes - ndo pode ser considerado um vicio capaz de anular todo o processo de sele¢do, pois se assim fosse

teriamos uma verdadeira afronta a economicidade, eficiéncia, eficicia e proporcionalidade. De rigor, a
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medida que se impde € a rerratificacdo da ata, com o0 mero proposito de corrigir erro formal, erro que ndo

interfere nos termos editalicios.

Al se encerra a razdo da Recorrente. Os pedidos apresentados pela Recorrente ndo podem ser atendidos
pois destoam de sua causa de pedir. De fato, a Ata publicada no dia 10/02/2023 continha um erro, de
natureza formal, o qual menciona um item que ndo condiz com o contexto de deferimento ou
indeferimento da candidata, fator que abriu precedentes para o recurso, e ainda que intempestivo,

desafiaria a autotutela.

No entanto, conforme estampado no edital (item 5.2), corrigido anteriormente, os candidatos devem

apresentar a documentacao comprobatoria, necessaria para inscricdo no processo seletivo.

O item 5.2 do edital menciona: “A inscrigdo dos candidatos dar-se-& por meio do envio do curriculo
atualizado, comprovante de graduacgdo, cursos complementares (se houver), certificacdes, inscricdes,
licencas e outros elementos relevantes no historico profissional do candidato. Documentos destinados a
fase habilitatdria (anexo 1), ficha de inscri¢do preenchida (anexo 1V), declaragdo (anexo V), Link do video
de apresentacdo e comprovantes dos cursos de capacitacdo e aperfeicoamento, copia dos seguintes
documentos: documento de identidade com foto, C.P.F e comprovante de residéncia e demais
documentos comprovantes (anexo II), TODOS em formato PDF para o e-mail:
processoseletivo@fai.ufscar.br com o assunto “Edital 001/2023 Selegdo para Formacdo de Cadastro de
Reserva de Assistente para Analise e Gestdo de Contratos de Nucleo de Inovagdo Tecnoldgica”,

impreterivelmente no periodo descrito no CRONOGRAMA.”

No entanto, a Recorrente deixou de cumprir requisito obrigatério do edital, independente, falha que o
reconhecimento do erro formal na ata de julgamento ndo tem o conddo de suprimir, portanto de rigor
indeferimento dos requerimentos apresentados pela Recorrente. Mantendo-se incolume o resultado
outrora publicado, retificando-se exclusivamente o erro formal apontado, correcdo que se faz,
independente da matéria recursal, mas sim em obediéncia ao dever de autotutela, impessoalidade,

publicidade.

Por todas as razdes acima alinhavadas esta comissdo DECIDE: conhecer, eis que tempestivo o recurso e

no merito negar-lhe provimento, dado que os pedidos se revelam incompativeis com a causa de pedir,
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conforme as razdes acima descritas. Decide ainda, no exercicio da autotutela rerratificar a ata outrora

publicada, para aclarar e corrigir mero erro material apontado pela recorrente.

Leila Regina de Freitas Costa

Supervisora de Gestdo de Pessoas da FAI*UFSCar

Murilo Alves
Auxiliar de Gestdo de Pessoas da FAI*UFSCar

Patricia Villar Martins

Membro da Comissédo Julgadora

Natalia Carolina dos Santos

Membro da Comissédo Julgadora

Daniel Braatz Antunes de Almeida Moura

Diretor da Agéncia de Inovagao
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